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【57】申請專利範圍
1.　一種指數型噴流之流場混合裝置，其包含：一流體管道，該流體管道內部包含由一管壁
形成之一流場，該流體管道之兩端分別具有一入口端及一出口端，該入口端連接一供水

源以注入一水流；以及複數個噴流孔，係排列設置於該流體管道靠近該入口端之該管

壁，該複數個噴流孔分別連接於複數個噴頭，由各該複數個噴頭分別向該流體管道內噴

出一待混合原液，於該流體管道內形成一指數型噴流干擾流場，使該待混合原液與該水

流於該指數型噴流干擾流場混合後，形成一水溶液經由該出口端排出；其中該複數個噴

流孔包含設置於該入口端朝該出口端的方向上同一直線上的 5個噴流孔。
2.　如申請專利範圍第 1項所述之指數型噴流之流場混合裝置，其中該待混合原液為一泡沫
原液。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之指數型噴流之流場混合裝置，其中該 5個噴流孔彼此間的
間距相同。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之指數型噴流之流場混合裝置，其中該 5個噴流孔具有相同
孔徑。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之指數型噴流之流場混合裝置，其中該 5個噴流孔對應之該
複數個噴頭之噴嘴壓力由該入口端朝該出口端呈指數型的增加。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之指數型噴流之流場混合裝置，其中該 5個噴流孔的孔徑由
該入口端朝該出口端呈指數型的增加。

7.　如申請專利範圍第 6項所述之指數型噴流之流場混合裝置，其中該 5個噴流孔對應之該
複數個噴頭的噴嘴壓力相同。

8.　如申請專利範圍第 1項所述之指數型噴流之流場混合裝置，其中該複數個噴流孔之設置
位置與該入口端相隔一預定距離。

9.　如申請專利範圍第 1項所述之指數型噴流之流場混合裝置，其中該複數個噴流孔之孔徑
與該管壁之厚度具有一預設比例。

圖式簡單說明

第 1圖係為本發明實施例之指數型噴流之流場混合裝置之示意圖。
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第 2圖係為本發明實施例之噴流孔之示意圖。
第 3圖係為本發明實施例之指數噴流干擾流場之示意圖。
第 4圖係為本發明實施例之流場模擬之示意圖。
第 5A圖及第 5B圖係為本發明另一實施例之指數型噴流之流場混合裝置之示意圖以及流

體管道模擬之示意圖。
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